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통계정보

승인번호 13801 통계명칭 지식재산권통계

통계명칭(영문) Industrial Property Statistics

최초작성 1976년 기관명칭 특허청

주요구분

통계종류 일반통계 작성방법 보고통계 성별구분여부 가능

계속여부  계속통계

일반특성

조사(보고)목적 지식재산관련기초 통계자료제공

조사(보고)지역 전국

조사(보고)대상비고 지식재산권(특허, 실용신안, 디자인, 상표)에 관한 제반접수 및 처리상황을 집계

조사(보고)기간 전년

조사(보고)체계 민원인→ (특허청서울사무소)→ 특허청

표준분류 국제특허분류(IPC), 국제상품분류(NICE)

특기사항
산업재산권통계→ 지식재산권통계로 변경(2009.4)

 - 2008년 품질진단 결과를 반영하여 통계명칭을 변경, 통일

관련근거 지식재산기본법 제16조

일러두기

∴ 통계연보의 자료는 특허청에서 직접 다루는 자료만 취급되며 내국인이 외국으로 한 출원, 
등록, 심사, 심판 등의 지재권 활동에 대해서는 취급하지 않습니다. 단, 참고 자료에서 국외 
현황은 참고를 위하여 외국자료를 인용하여 작성되었음을 알립니다.

∴ 본 통계연보에 실린 통계 중 별도의 연도표기가 없는 것은 2016년 기준입니다.

∴ 출원은 2012년까지는 취하・포기 등을 제외한 기준(수리기준)이고, 2013년부터는 포함된 
기준(접수기준)으로 작성되었습니다.

∴ 본 통계연보는 특허청 홈페이지(www.kipo.go.kr)에서도 내려받을 수 있습니다.
   Home 》책자/통계 》통계 》통계간행물

∴ 문의사항은 특허청 정보고객정책과(042-481-8238)로 해주시기 바랍니다.
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38,376 / 21.3%

특허 134,907 / 75.0% 실용신안 6,596 / 3.7% 특허 38,041 / 21.1%
실용신안 335 / 0.2%

출 원 처 리 미처리

1차 심사처리 심사 종결처리
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※ 1차 심사처리 기준.   특허·실용신안의 경우 미처리건은 미종결된 건을 의미하며, 심사 미청구 건을 포함
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등록

내ㆍ외국인별 등록 및 권리자 국가별 등록 / Registrations in 2016

단위 : 건

시도별 등록 TOP 10 / Registrations by region

WIPO 기술분야별 등록(특허) TOP 10 / Patents grants by WIPO IPC-Technology concordance

남녀별 등록 / Registrations by gender

특 허 12,127 / 15.1% 상 표 30,895 / 38.5%실용신안
1,221 / 1.5%

디자인 
16,723 / 20.9%

특허 1,806 / 2.3%
상표 12,324 / 15.4%실용신안 203 / 0.3%

디자인 4,853 / 6.1%

남성

60,966 / 76.1%

여성

19,186 / 23.9%

서 울

경 기

인 천

대 전

대 구

부 산

경 북

경 남

충 남

충 북
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23,381
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5,492
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4,594
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2,571
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-2.5%
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컴퓨터 기술

6,803

운 송

6,493

반도체

6,255

토목공학

5,330

기타 특수기계

 3,632

디지털통신

5,464

측 정

4,196

의료기술

4,403

오디오 / 영상기술

4,477

내국인
235,270건 / 82.1%

외국인
51,316건 / 17.9 %
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특 허         실용신안       디자인        상 표      전년대비 증감율 

※ 순위 및 증감율은 총 합계 기준

전기기계 / 에너지

8,783

<외국인 국가별 등록> 

Others 11.5%

JAPAN
26.9% / 13,807

Netherlands
2.4% / 1,249

Germany
8.0% / 4,101
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8.3% / 4,261

Italy
2.1% / 1,067
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2.9% / 1,505

Taiwan
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4.3% / 2,193
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27.6% / 14,176
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4.0% / 2,044
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전기 / 반도체

802

컴퓨터
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유기화학

537

전자 / 통신

519

의약품, 화장품제재

492

심판

내ㆍ외국인별 심판청구 / Requests for trial by residents and non-residents

단위 : 건

IPC별 심판청구(특허) TOP 10 / Requests for trial in 2016 by IPC(Patent)

심판처리 / Disposals of trials by year
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301 459
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2,905
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1,727
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1,373 2,252
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 ※ 제 1심판청구인의 국적 기준

특  허
Patents

실용신안
Utility Models

디자인
Designs

상  표
Trade Marks

 ※ 심결은 인용, 기각, 각하, 취하 사건을 나타냄

측정 / 광학

426

야금 / 도금

317

의료 / 레저

255

건설

275

운송 / 포장

288

Patents UtilityModels Designs TradeMarks
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국제
단위 : 건

2015 세계 출원ㆍ등록 건수 / 2015 Applications & Grants worldwide by intellectual property rights

2016 주요국 특허청(IP5) 특허출원 / 2016 Patent applications at IP5 offices by origin

2,888,800

1,205,300

872,800

6,007,481

1,241,100

729,800

4,457,150

0

1,000,000

2,000,000

4,000,000

8,000,000

특 허 실용신안 디자인 상 표

등록출원

권리별 존속(2015) / Intellectual property rights in force worldwide(2015)

유럽 일본 대한민국 중국 미국 기타
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1,000,000
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 2,000,000

3,000,000

11,000,000
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디자인
Designs
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2,644,697

293,596 

2,018,3191,946,568

251,121

1,825,962
1,472,374 1,238,406

10,343,900

912,442

312,154

1,020,579

602,013

56,266

936,356 
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출처 : WIPO Data center (WIPO statistics database. Last updated: February 2017)

미국 일본 대한민국 중국 독일

11,8472,315

한국
특허청

KIPO

14,773

163,425

2,828

208,830

94,545 

85,313

36,934

25,256
303,790
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USPTO
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